
书书书

犐犆犛１７．２４０
犃５８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１６５１０—２００８／犐犛犗／犃犛犜犕５１４００：２００２

代替ＧＢ／Ｔ１６５１０—１９９６

辐射加工剂量学校准实验室的能力要求

犜犺犲狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犳狅狉狋犺犲犮狅犿狆犲狋犲狀犮犲狅犳犪狉犪犱犻犪狋犻狅狀狆狉狅犮犲狊狊犻狀犵犱狅狊犻犿犲狋狉狔

犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔

（ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４００：２００２，Ｐｒａｃｔｉｃｅｆｏｒｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎａｎｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

ｏｆａｈｉｇｈｄｏｓｅｒａｄｉａｔｉｏｎｄｏｓｉｍｅｔｒｙｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，ＩＤＴ）

２００８０９１９发布 ２００９０８０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

辐射加工剂量学校准实验室的能力要求

ＧＢ／Ｔ１６５１０—２００８／ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４００：２００２



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 １　字数 ２５ 千字

２００８年１２月第一版　２００８年１２月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３５１０８

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１４００：２００２《高剂量辐射剂量学校准实验室特征和能力的实践》（英

文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　按照汉语的习惯对一些编写格式进行了修改。

ｂ）　在第２章“规范性引用文件”中，所引用ＩＳＯ和ＡＳＴＭ等国际标准，凡已转化为我国标准（包括

计量检定法规）的，改为引用我国标准。

ｃ）　删除了资料性附录Ａ，增加了参考文献。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６５１０—１９９６《辐射加工剂量学校准实验室的能力要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６５１０—１９９６相比主要变化如下：

———在 “意义和用途”章增加了“在校准活动中，实验室在满足与ＧＢ／Ｔ１５４８１通用要求的同时，还

应满足ＧＢ／Ｔ１５４８１和ＩＳＯ９０００系列标准的相关要求；当其充当厂商生产的校准结果时，还

应包括ＩＳＯ９００２标准中对保证模式的要求。”的内容条款（１９９６版的第４章；本版的４．４）；

———在 “意义和用途”章增加了“对从事专用领域校准工作的实验室，还应对ＧＢ／Ｔ１５４８１的通用

要求进行补充和说明。”的要求（１９９６版的第４章；本版的４．５）；

———分别给出了对“电离辐射专用领域校准实验室”和“应用γ射线、电子束和Ｘ射线（韧致辐射）

等粒子类型的电离辐射专用领域校准实验室”的补充要求和说明章节（１９９６版的第６章；本版

的第６章和第７章）；

———将１９９６版中“实验室校准装置的吸收剂量测量值与相应的国家标准比较，偏差应在 士３％ 以

内”，改为“实验室校准装置的吸收剂量测量值与相应的国家标准比较，偏差应在 士５％ 以

内。”（见１９９６版６．３．６；本版７．４）；

———对设备要求部分：提出了“实验室应建立覆盖校准量程、经过考核认证的参考标准和传递标准

剂量测量系统”的要求；删除了１９９６版中６．６．４．１、６．６．４．２、６．６．４．３、６．６．４．４、６．６．４．５和

６．６．４．６对主要仪器计量学特性的具体要求内容（见１９９６版６．６．４；本版６．８）；

———调整了“测量不确定度”一章的内容（见１９９６版第７章；本版第８章）；

———删除了１９９６版中的附录Ａ，增加了参考文献。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院。

本标准主要起草人：张彦立、龚晓明、张辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６５１０—１９９６。
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辐射加工剂量学校准实验室的能力要求

１　范围

本标准规定了辐射加工剂量学校准实验室应具备的能力要求。这种能力将保证实验室能提供准确

可靠的校准与测试服务。标准可供辐射加工剂量学校准实验室在建立和实施其质量体系时使用，也可

作为认证机构对实验室进行认证和授权的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５４８１　检测和校准实验室能力的通用要求（ＧＢ／Ｔ１５４８１—２０００，ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５０９　辐射加工剂量测量不确定度评定导则（ＧＢ／Ｔ１６５０９—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１７０７：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６４０　辐射加工剂量测量系统的选择和校准导则（ＧＢ／Ｔ１６６４０—２００８，ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１２６１：２００２，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ９００２　质量体系　生产、安装和服务中的质量保证模式

ＡＳＴＭＥ１７０　辐射测量与剂量学术语

ＡＳＴＭＥ１７７　材料性能试验中使用精度和偏差术语的实践

ＡＳＴＭＥ４５６　量和统计术语

ＡＳＴＭＥ１２４９　在使用Ｃｏ６０放射源进行硅电子器件辐射损伤试验中减小剂量测量误差的标准

实践

ＡＳＴＭＥ１２５０　应用电离室评定硅电子器件辐射损伤试验中所用 Ｃｏ６０辐照器低能γ组分的试

验方法

３　术语和定义

ＡＳＴＭＥ１７０和ＩＣＲＵ 第６０号报告确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

准确度目标　犪犮犮狌狉犪犮狔犵狅犪犾狊

被测量与公认参考值存在的最大可接受偏差。公认的参考值是由国家标准确定的。

３．２

校准　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀

确定由测量标准提供的量值与测量系统对应的示值之间关系的操作；该操作应在规定条件下进行，

并包括测量不确定度的评定。

　　注：测量标准包括：参考标准剂量计、传递标准剂量计和工作剂量计。

３．３

剂量测量系统　犱狅狊犻犿犲狋狉狔狊狔狊狋犲犿

由剂量计、测量仪器、剂量响应校准曲线（或剂量响应函数）或相关的参考标准和使用程序组成的用

于确定吸收剂量的系统。

１

犌犅／犜１６５１０—２００８／犐犛犗／犃犛犜犕５１４００：２００２




